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Neue Pistole fiir dlE gmﬁ.ﬂachlge Entladung

Die Swepro-Group hat eine antistatische Pistole 51 FNG wvorgestellt, die durch ihr
breites Blasbild sowie eine starke Blaskraft eine sichere lonisierung ermdaglicht
und sich dank des kompakten Designs zur Bekampfung wvon statischer Aufladung
bei Werksticken mit schwer erreichbaren ocder grofien Flachen eignet.
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Die Swepro-Group erweitert ihr Produktportfolic um eine neue 51 FMNG antistatische
Pistole mit einer Flachstrahldise. Durch kemplexer werdende Industrieanwendungen
mit statischer Aufladung erh&hen sich die Kundenwinsche nach einer
Flachstrahlvariante. Diese eignet sich suf Grund des breiten Blasbildes besonders for

enge und grolflichige Maschinenkonstrubktionsn.

Die neue antistatische Pistole 51 FNG, die eine Alternative zur antistatischen Pistole
5| BNG darstellt, sorgt mit einem breiteren Blaskild fur eine noch bessere
lenisierung. Mit Hilfe der Druckluft wird eine grole Ausbreitung der lonen erzielt, was
nitzlich zur Bekdmpfung von statischer Aufladung bei dreidimensionalen
Gegenstdnden und groben Fldchen ist. So wird das Produkt vor allem bei der
lonisierung von Aoylglas, Stegplatten, Brillengldsern, elektronischen Bauteilen,
Flattenmaterial cder Automebilteilen eingesetzt und ist daher besonders fur die

Automebilindustrie, Aoylglasverarbeitung, Optiker, Spritzgieftechnik, Elektronik und
Coerflachentechnik interessant.

Weiterentwicklung fiir den stationdren
Gebrauch
Dwurch ibr eloxiertes Aluminiumgehduse bietet
die Flachstrahlduse Robustheit und Stabilitat.
Ciese Materialbeschaffenheit bietet einen
zuverldssigen Schutz gegen Komosion.
Zusdtzlich ist die Flachstrahldise durch das
Tl e L e e e e kratzfeste Material besonders pflegeleicht.
lonic-Flachstrahldiss Thorsten Hein, Key Account Manager bei der
Swepra Swepro-Group, betont die notzlichen
Eigenschaften der neuen antistatischen

Pistole: "Mit der 51 FNG bieten wir eine Alternative fur die lonisierung im manuellen
Bereich. Aktuell wird die neus Flachstrahldise fir den staticndren Bereich
weiterentwicdkelt, da das breite Blasbild und die kompakte Abmessung ideal for den

Einbau in beengten Maschinenkonstruktionen ist.”

Die neue Flachstrahlduse verfugt Gber sechs nadeldhnliche lonenspitzen und =inen
Luftanschluss won & mm. Somit ist die Technik Obereinstimmend mit dem bewshrten
technischen Aufbau der antistatischen Pistole 51 BNG. Das robuste eloxiers
Alugehduse ist dabei extremn leicht, wodurch eine einfache Bedienung der Pistole
ermaglicht wird. Meben diesem leichten Gewicht bietet das Gehduse sulerdem den
‘orteil, dass es die Swepro lonic-Technologie sicher schotet.



